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摘要(译)

一种液晶显示装置，其中消除了在该过程中产生的图案不良以减少修
复。在该器件中，通过在栅极线和数据线的外围处图案化钝化层和栅极
绝缘层来限定沟槽形孔，以暴露透明衬底。因此，由半导体层和栅极线
中的图案不良引起的像素区域突出的部分也被通过在栅极线的周边处图
案化钝化层和栅极绝缘层而限定的沟槽形状的孔去除。数据线，因此不
需要单独的修复过程。
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